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技术差距、知识产权保护与后发国技术进步 

 

 

【摘要】已有研究知识产权保护的国际技术扩散模型都假定后发国只进行模仿，不进行自主创
新，并且没有考虑技术差距和模仿能力对知识产权保护制度安排的影响。本文基于中间产品种
类扩张的内生增长模型，考虑了知识产权保护在鼓励自主创新和模仿国外技术两难中的权衡，
认为知识产权保护对后发国技术进步的影响取决于技术差距和对国外技术的模仿能力。并据此
分析了我国相关政策的选择。
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